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(57) Odstrafiovéni vihkosti z plynd se provadi vedenim plynu
pies adsorpeni prostfedek, ktery sest4vé z aktivnich kovo-
vjch komponent, zejména chromu, na tepelné odolném oxi-
dickém nosiéi. Adsorpéni prostfedek se aktivuje pfi teploté
300 a2 600°C molekuldrnim kyslikem a nésledn® se na néj
plisobi pfi teploté mezi 200°C a teplotou aktivace re-
dukénim &inidlem. Patrona k provddéni zpiisobu méi y
priihlednou sténu a je napln&na adsorp&nim prostfedkem
obsahujicim Zelezo a/nebo nikl a/nebo rhenium a/nebo titan
a/nebo mangan a/nebo vanad a/nebo molybden a/nebo
chrom na silikagelu.
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Zplisob odstrafiovani vlhkosti z plynu a patrona k¥ jeho provéadéni

Oblast techniky

isobu odstranéni vlhkosti z plyni

Vyndlez se ty¥ka zp
vedenim plynd adsorpénim ginidlem pohlcujicim vlihkost a patrony Xk

jeho prové&déni.

Dosavadni stav techniky

Dlouho je znamo suseni plynt pouZitim chemikalii
pohlcujicich vlhkost. o

Vzrustad viak zajem, zv1asté pFi suSeni inertnich a
zviditelnit také zachyceni vlhkosti pouZitou

Podstata vynédlezu

ikolu vytvofit zplusob

Vyndlez spocéiva v zdkladu
oddé&leni vlhkosti z plyntd pomoci adsorpéniho ¢inidla, které
obsahu vlhkost, jednak

stopového

az do
{ vlhkosti adsorpénim prostredken.

jednak odstrafiuje
spolehlivé oznamuje zachycen

ke stavu techniky uvedenému

Vzhleden
avniho—naroku-je-tento ikol. vyreSen znaky _. .
1, které spolivaji v tom, Ze

”}15“?‘pféﬁﬁ?iﬁEkEVé‘ééstf”hl
z aktivnich komponent

o !

uvedenymi ve vyznakové gasti naroku
ginidlo, které sestavéa
nikl, rhenium, zejména titan, mangan, vanad,

se adsorplni
oxidickén

tepelné& odolném

obsahujicich Zelezo,
aktivadni teploté& 300 aZ

a/nebo chrom umisténicana
3

molybden
velkym povrchem, aktivu pfi

1

nosidi s




600 OC molekulirnim kyslikem a nésledn® se na néj pFi teplots

mezi 200 °C a aktivadéni teplotou plisobi redukéninm plynem.

V¥hodna provedeni vyndlezu jscu uvedena ve

.vedlejiSich NEroCiCh. v ma e o raa  e T e S e
Adsorplni prostfedek pouzity pfi postupu podle
vynalezu Jje znamy 3z DE-PS 16 67 129. Latka popsanid v tomto

patentovém spise slouzg pfevdZné k odstran&ni reak&nich pEimési z

plynt a tekutin. P?i odstranéni kysliku je zv1a3t& Gdinné, kdyz
je nosny matefiél obloZen komponentani obsahujicimi chrom. Je
pfekvapuiici,v Ze se nlZe touto 1latkou za wvzniku zfetelného
zabarveni velni ﬁéinné odstranit z plynd také voda. Tak napfiklad
ladtka obsahujici chrom méd ve stavu bez zachycené vlhkosti modrou

barvu. P¥i zachyceni vlhkosti nastdvéd zm&na barvy na lila Served.

Pro zplsob podle vynilezu se pfednostné pouZivaji

prihledné patrony,—které Jsou naplnény adsorpcnim &inidlem. Patrony
pPak obsahuji samofinné se uvolfiujici adsorbenty vlhkosti.
K adsorplnimu d&inidlu se také mohou Jjako indikatory barvy.

primisit jiné adsorbenty vlhkosti.

Priklady provedeni vyndlezu

Vysokou ﬁéinnost zplisobu podle vynalezu. ukazuje.

v nédsledujicim popsany priklad. Jako adsorpCni ¢&inidlo byla -
pouZita 1l4&tka obsahujici chron se silikagelem Jjako nosnym

' f

materiidlem. Prihlednou patronou naplnénou timto adsorpdninm .

—prostredkem™g§& Vede —inectn: plyn, ktery obsahuije stopy vodni

Pary.

O0d zavedeni patrony se postupné barvil dfive modry

adsorpni prostfedek na. lila Cervefl. Za patronou se kontrolovala




PATENTOVE NAROKY

Zpuisob . odstrafiovdni vlhkosti =z plynt pomoci vedeni plynu
adsorpCnim prostfedkem zachycujicim vlhkost vyznadujici se
tim, Ze se adsorplni prostfedek, ktery sestidvd z aktivnich-
komponent Zeleza, niklu, rhenia, zejména titanu, manganu,
vanadu, molybdenu a/nebo chromu umist&nych na tepelné odolném
oxidickém nosiCi s velkym povrchem, aktivuje pFi teploté& 300
aZz 600 °C molekuldrnim kysliken a nésledné se na néj plusobi
p¥i teploté mezi 200 9C a pod teplotou aktivace redukénim

plynem.

Zpisob podle ndroku 1 vyznadujici se +tim, Ze se plyn vede
patronou S prihlednou sténou naplnénou adsorplninm

prostf¥edken.

Patrona k provedeni zplscbu podle ni&rck® 1 nebo 2 vyznadujici
se tim, 2e m& prihlednou st&nu a p¥ivod plynu'a je naplnéna
aktivnimi komponentami obsahujicimi Zelezo, nikl, rheniun,
zejména titan, mangan, vanad, wmolybden a/nebo chrom,
unmisté&nymi na tepelné odolném oxidickém nosidi s velkyn

povrchen.




KdyZ hranice =zabarveni dosahovala

pomoci hygrometru vlhkost.
konce patrony byl souldasnd registrovan zlom vlhkosti. Pritom se
ukazuje, Ze experimentdlné& zji3t&nd kapacita vlhkosti jJe témér
‘shodn& se silikag

elem pouZitym jako nosny material.
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